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Kalibrace manometr

Nutn a definovan a redukce tlaku.
Metody:
e Statick é
— expanzni metoda

— metoda pomal ého vzrlstu tlaku

e Dynamick é
— metoda s konstantnim proudem plynu
— standartni metoda kalibrace

Nedostatkem statickych metod je vliv sorpce a desorpce ply nl z povrchu

vakuov ého syst ému.
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Expanzni metoda
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Metoda pomal ého vzrlstu tlaku

" k u/{mmkuové

vyvevé * P




Vakuova fyzika 1, P.Slavi¢ek

I = G(p1 — p2)
pro p2 < pP1,P1 ~ 10~ Pa
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pokud je a konstantni pak ps = pg + a7, pokud pg = 0, pak

P2 — QT
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Metoda s konstantnim proudem plynu

k vyvéve s velkouy
cerpaci’ rychlosti
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I = G2(p2 — p1) = G1(p1 — D)
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Standartni metoda kalibrace vakuometrt v oboru tlaku 107! — 10~° Pa
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Do kalibra ¢ni komory vpou Stime zn amy proud plynu a komoru Cerp ame znamou

cerpaci rychlosti. Pak plati

Pzg

Mezi vyv évu a kalira ¢ni komoru se za fazuje kruhov a clona se zn amou vodivosti.
Vodivost clony je fadov é mensSi neZz Cerpaci rychlost (eliminae fluktuaci  Cerpaci
rychlosti). Nutno zajistit izotermi  ¢nost m éfeni. Je nutn € udrzet konstantni proud

plynu I, konstantni Cerpaci rychlost vyv évy, molekul arni rezim proud éni clonou.
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Mé&fici rozsah 10! — 10~°Pa, v dan ém rozsahu nejp fesn &si.
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Vakuov & naparov ani tenkych vrstev

NejCast €ji kovov é vrstvy (Al, Cu, Fe,...).

Ohrati substr atu
e pruchodem el. proudu
e dopadem elektronu - elektronov & délo

Méreni tlou Stky vrstvy - pomoci krystalov  €ho oscil atoru.
Maxim alni pracovni tlak ~ 1072 Pa
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Multi Layer Metalizer
» DVD-RAM, DVD+RW, DVD Blue-ray,

gand CD-RW sputtering system
» 9 sputtering chambers, 9 relaxation

=4 / chambers, and 1 load-lock
» Very high layer uniformity
» Low disk temperature
» Disk rotates during the deposition for
minimum layer's roughness
» All-in-one plug & play system
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Standartni vakuov € pfiruby

e ASA
e ISO-KF (NW)
e ISO-K

o CF



ASA
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ISO-KF
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